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.de @poyo y una perte del soporte de apoyo junto al Phvepmy

ot

El invento se refiere s wi dispositive de espejo
pivotante pars un gparsto que explora pistss de informecify
en ul portsdor de informacidun con syude de un hez de radig-
cida, Cuyc dispoesitivo conprende v espejo rivotante gue e
pivotable alrededor de &l menos un eje de pivotamiento y
que tienc ung caré anterior reflectante de ls radiacidn vy,
en el ladq inverso, una csra posterior, y uwna disposicidn
de &poyo de espejo de pivotamiento que comprende un sopor-
te de apoyo ripgido que tiene un primer extiremo gue esta si-
tuedo cerca de la cara pocterior del espejo pivotante y un
segulido extremo que esté alejado de la misma, y ul ELOoyo
eléstict de materisl elastémero que' estéd conectado tARYS g
la CaPa‘posterior del eapejo pivotante como 8l soporte de

epoyQo,; Ccuyo material rodea el primer extrcmo del sopor*te

extremo,

Un dispositivo de espejo pivotante de este +tipde

. . . . e, 8%,
Se conoce por la wmemoria descriptiva de la patente nordegs.

eawg 9

mericana n? 4,021.096. En esta memoria descriptiva més:ggf
terior se propone hezcer el zpoyo de espejo del diSPOSi§ﬁﬁ§
de espejo pivotente de csucho de silicona, aplicéndose caud
cho de silicona 1iquido a través de un conducto de entrads
en el soporte de apoyo rigido. El espejo pivotante y el so-
porte de apoyo son llevados a una relacidn espacial mutua
que corresponde gl menos sustancislmente a la relscibn es—
pacisl que deberéd existir en el dispositivo de espejo ri-
votante acebado, y se aplicea ﬁn compuesto de caucho de si-
licona a través del conducto ée entreda en wna conrdicién

moldeable viscose a8 fin de llenar el espsacio entre le care

posterior del espejo pivotsnte y el primer extremo del so-
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porte de apuyo. Subsiguienterente, se permite que se cure
el caucho de silicona. A la vista de los problemas que se
plenteean dwante la febricseidn de toles disyrositivos de
espejo pivotente, especislmente los yrroblemas originsdos
en la manipulascidn del compuesto viscoso de czucho de si--wn
licona y &l largo tiempo de curado gque se requiere, laz me-
moria descriptiva de la patente norteamericana n? 4.129.930
propone febricer el apoyo eléstico inicialmente como una
parte scabada y fijerlo gl espejo pivotsnte en unsa etara
posterior. Un materiallelastéméro adecuedo para uvn apoyo
fabricedo de scuerdo con esitec métoio es, por cjempla;-&fr
ceucho de cloroprenc. Es posible interconectar el sopetrie
de apd§ﬁ¢§”éf*§%6yc eléstico en un molde por medio de wun
método de moldeo y durante la fabriczcidn del apoyo &lLE8ti-|.
co. Después de la operscidn de moldeo el soporte de gnayge
y €l apoyo eléstico constituyen juntos una unidzd de monts-
je manejeble. : 3

Uno de los problemas ssccisdos con los disposity—

vos de,gsrejo pivotante con zpoyos elésticos es que enI2%
direcciones en que el espejo pivotante ha de ser pivotagele
se requiere una alta elasticidad, pero en todes las otras
direcciores de movimiento el apoyo debera tener una slta
rigidez. En la memoria descriptiva de”la patexte nortesme—
ricegna primersmente mencioneda 4.021.096 se descfibe vn
dispositivo de espejo piQot&nte; en el que el soporte de
apoyo es tubulsr y tiene una gberturs que mira hescia la ce-
ra pbétérior del espejo pivotante. El compuesto de czucho
de silicona no sblo esté colocado entre el extremo sbierto
del soporie de spoyo y la cara posterior del espejo rivo-

tente, sino que tembién rodea parcislmente el soporie de
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apoyo. El ecspejo pivotante es pivoteble alrededor de cual-
Quier eje que ses perpéndicular al eje 6ptico del espejo

rivotante y que pase a través de un centro de pivotamiento
-cerce del primer extremo del soporte de agpoyo., Debido & la
yresencia de la parte tubulsr del soporte de spoyo dentro
de la parte del cbmpuesto-de caucho gue estg conecteds a

la cera posterior del espejo pivotente, la disposicidn de

apoyo de espejo es suficientemente rigids pers movimientos
de trusleciln perpendiculsres el eje Optico del disypositi-
Vo de espejo pivotante. 3in embargo, esto alects adversa-
mente a la clasticided de la disposicidn de apoyo pive
en las direcciones de pivotemiento descsdzs. A la vidYs de

estos requisitos conflictivos es importante tener una dis-

posicidn de apoyo que ofrezca un grado deseado de elad€ici-’
ded en la direccidn o direcciones de pivotamiento desests
con un volumen minimo de material eléstico elastdémero. En
otro dispositivo de espejo pivotante couocido el espejolﬁi—
votante es sb6lo pivotsble alrededér de un solo eje perbéél

diculer al eje dptico del espejo pivetante, y el sororten.s

-
L

de apoyo tiene tal configurecidn que se obtiene un apof&,ﬁ
eléstico alargedo cuando se aplics el compuesto de cauvcho
de silicona. En esta disposicidn de apoyo el csucho de si-
licona esté coloczdo sélo entre el eégéjo rivotente y el
soporte de apoyo, de mauera que ringuna parte del soporte
de apoyo penetra en el apoyo eléstico. Como resultsdo de
esto, la elasticided de la disposicibén de apoyo de pivota-
miehto es alta en las direcciones de pivotamiento deseadss.
Sin embargo, la resistencia a los movimientos de tresla-—

cion perpendiculares al eje de pivotemiento es muy peguefia.

El objeto del invento es proporcionar un disposi-
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tivo de espejo pivotante del tipo mencionado en el preém-

bulo, que comprende uwna disposicidn de e8poyo de espejo que

tlene una alta elasticided en las direcciones de Fivotemie)
to descadas ¥ que es pdemés robusta y tiene una resistencis
Teyor a los movimientos del espejo pivotante en las direc-
Clones no desesdas. A este fin el invento se caracteriza
Forgue dicha psrte del soporte de zpoyo que esté& colocade
Junto &l primer extremo tienc unz seccidn transverssl en

Wi pleno perpendicular a dicho eje de pivotemiento Que va-
ria e una dimensidn transverssl minims en el primer extre-
o a una dimensidn trensverssl mivims en un lugsr még‘éérw
€& del segundo extremo. Debido & la presencia de unas ﬁ Tte
del soporte de apoyo dentro del material elastémero la dis-
Posicidn de apoyo tendréd ls rigidez deseoda. Comd dietra
barte tienc dicha scccidn trensversal variable, el apores
tiene también una alta elssticidad en la direccidn o direc-
Ciones de pivotaemiento desesdss. Como se describird cqu;ﬁés

detszlle en lo que sigue, es ros sible dar al apoyo wna €lash

AR N J
ticided méxims para un volumen especifico de mzterisl e1E%—
-

témero, tenidéndose en cuenta la cazpecidad de apoyo de QerZ
. S

g£a permisible del material elsstdmero

Una realizecibén del invento se ceracterizs ror-
que el meterisl elsstbmero rodee el sbrorte de apoyo por
toda la longitud de dicha parie de seccidn transversal ve-
risble, estando rodecdo éambién.dicho soporte de Eroyo por
uns capa de materisl elastdmero en dicho lugsr donde 1z sec
cidn transverssl ticne la méxima dimensidn transverssl.
Esta cepa de material elastémero sdlo tiene ung influerncia
limitada sobre la elasticided del spoyo y counstituye de ea-

te modo virtualmente una envolturs protectora pars 1g parte

. T o ST : \‘j Hnjn nam, 4
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Cdispueste més hacia dentro del apoyo, lo que tiene mayor
importencia pera las propiedades clécticas de lg disposi-
¢idu de cpoyo, Debido a la euvoltursa, las influencias am-
bienteles pueden producir solemente veériaciones ligerss en
les propiedsdes de la disposicidn de apoyo en el trenscur-
30 del tiempo.

Otra reslizacidn del invento se carscteriza por-
que peara fijar el msaterial elastdmero =l soporte de egpoyo,
el soportc de epoyo tiene une parte estrecheds contigue &

10 dicha parte de seccidén transversal varicble. Fsts reclize-

cibn tienc especigl iﬁportancia desde el punto de wiesdfisde
la tecnologia de fabricacidn. La presencia del estrephvhien-
to impide que el material elestdmero sea errastrzdo o des-
lizado fueras del soporte de apoyo, cverr

15 _ Con una realizecibn adel invento; que se cerache-
riza ﬁorque dicha seccidn transversal tiene 1z forme de uné
seccidn longitudinal de un tronco de cono, se obtiene’ggg
combinecidn dptima de propiedades de le disposicidn de, gpo
YO con respecto a ls elasticided en las direcciones desees

20 dés y con respecto g 1a rigidez en lss otras direcciongﬁ.‘;
e

Se describira shora el invento con més deislle,
haciendo referencia s los dibujos, en los que:

La figura 1 es une vists en”perspectivs, pefcial-
mente en seccidn trarnsversel y trazads a escsls amplisda,
25 de un dispositivo de espéjo pivétante de scuerdo con €l irn~
vento, adecuado pars movimientos de pivotamiento alrededor
de dos éjes que son perpendiculares entre si, .

La figura 2 es un gréfico del perfil de esfuer-
z0s en el materizsl eléstico de lz disposicidn de spoyo del

30 ] dispositivo de espejo pivotante mostrado en le figura 1 en

1811
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con una cara anterior 2 reflectente de la rediscidn y, .0

-

el caso de le deflexidn méxima,

La Tigura 3 es una vists en seccidn, trazada &
escula emplieds y para ilustrer el gréfico de la fiaura 2,
de uné parte de.la disposicibdn de apoyo gel dispositivo de
espejo pivotante mostrado en la figura 1, y

La figura 4 es una vistes en perspectivs, en des-
piece ordenado, de un dispositivo de espejo pivotante de
acuerdo cou el invento, edecuado para movimientos de pivo-
tamiento alrededor de un solo eje de pivotamiento.

El dispositivo de espejo Pivotante mostrado en
la fipgura 1 es adecusdo p&ra uso €l reproductores 69*5505
de discos de video, empleéndose un haz de luz produgidd™ pol
un léserﬁpergvexplorar pistas de informacidn en un disco

de video., El dispositivo comprende un espejo pivotenis i

el lado inverso, wna cara posterior 3. La figura 1 muestra
un eje 4, denominzdo en lo gque sigue "eje Optico" del eshé
Jo pivotante. Este eje se extiende perpendicularmente-gjig

cara anterior 2 del espejo pivotente y pese = través delr”,

centro de la misma cuarndo el espejo pivotante estd en 3. "
‘ T T
posicidn neutra. El espejo pivotente es pivotable zlrededor
de dos ejes de pivotamiento 5 y 6 en direcciones que estén
simbéiicamente representades por dos flechas arquesdess de
doble puntas 7 y 8, y es adecuado tanto para la correccidn
de errores en la posicidén de pista del disco éptico como
para correcciones de error de tiempo. Los ejes 5 y 6 pasan
a través de un punto C en el eje 6p£ico 4, cuyo punto pueds
considerarse como el centro»dé pivotamiento del espejo pi-
votante. En principio, el espejo pivotante es pivotable al-

rededor de cualquier eje & través del centro C perperndiculdr
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Tal eje Optico 4, pero los movimientos de pivbtamiento puedfﬁﬂﬁf
considerarse précticamente siempre como combinaciones de
movimientos de pivotamiento alrededor de 1o§'ejes 5 v 6.

El dispositivo de espejo pivotante comprende uns
disposicion de'apoyo de espejo 9, que comprende un socporte
de apoyo rigido 10. Un primer extremo 11 del soporte de

gpoyo esté dispuesto cerca de ls cara posterior 3 del espe

jo pivotante, mientras que el segundo extremo 12 esti ele-
jedo de la cara posterior del espejo pivotante, Un apoyo
eléstico 13 estd conectado & la cara posterior 3 del espe-
jo pivotante 1 y al soporte de apoyo 10. Dicho &poyawsdsm—
siste en material elastlmero que Iodea sl primer exiralke
del soporte~de-apoyo 10 y uns parte 14 del soporte de 2poyd

junto al prirer extreno. "o

XX A
Diche parte 14 del =soporte de spoyo 10 tiene wnea
seccidn transversel en un plsano reryendiculer a los ejes dd
pivotamiento 5 y 6 que varia desde una dimensidn trensvesr-

sal minima en el primer extremo 11 a una dimensidn transs
o0

verssl maxims en un lugar 15 situado més cercs del segwumdg
- ©

extremo 12. (Vésse en particuler la figura 3). -

El soporte de apoyo 10 esté asegursdo en un bes-
tidor de pléstico 17 por medio de un tornillo 16, cuyo bas-
tidor estd a su vez montado en un portador de bastidof de
metal 16. E1 portador de beastidor tiene un véstasgo roscado
19 asegurzdo a él, por medio del cual el dispositivo dé es—
pejo pivotante puede ser montado en un reproductor de dis-
cos de Qideo. Para controlar los movimientos de pivotamien—
to del espejo pivotante 1 hay;prevista una pluraglidsd de
imanes permanentes, encoledos a la cars.posterior 3, siendo

visibles en la figura 1 dos de dichos imsnes 204 y 214.
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Los imenes permenentes son redialmeute maguetizados, de

25

manera gue sus lineass de campo mainético sc extienden pare-
lelas a la superficie reflectante 2 del espejo pivotante.
En renuras del bastidor 17 estén dispuestas bobines de con-
trol, mostréndose én le figura 1 tres de dichsas bobinas,
designadas 224, 228 y 23A. La bobina 22A coopera con el
imén permenente 20A para controlar eléciricsmente el movi-
miento de pivotemiento del espejo pivotante en las direc-
ciones indicades por la flechs de doble punta 7. La bobiné
22B en el otro lado del espejo pivotente coopers con un
imén permanente de manera similer. La bobirie 23A 000?556
con el imén permanente 21A pera controlar eléciricsanen®e
el moviﬁiento de plvotemiento del espejo pivoténte en les
direcciones indicadas por la flecha de doble punta 8."Eﬁ el .
otro lado del espejo pivotante hay dispuestos ure bobing.si
milar y un iman permenente similer para el mismo fin.

Las propiedades fevorables del dispositivo de =,
espejo pivotante mostrado en 1a figura 1 se describirép:&§
manera més comprensiva con referencis a las figuras 2 Y 35

. ee®

Estas figuras, en vista eu seccidn (y a escala ampliadg),’:

-
——

muestran una parte del dispositivo de espejo pivotante de
la figura 1 en lz regidn de lsa parte 14 del soporte de spo-
yo. Esta parte tiene una seccidn transverssl ern plenoé que
c&gtienen el eje Optico 4 qué varia desde una dimersidn
transverssl minima en el primer extremo 11 s uns dimensidn
transversel méxims en un luger 15 situado més cercs del se
gundo éxtremo 12, Pof encima de la parte del dispositivo
de espejo pivotante mostrado en la figurs 3, la figuwra 2
muestra dos ejes 24 y 25 que son perpendiculsres entre si.

El eje 24 interseca perpendicularmente el eje &ptico 4 deil
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—dispositivo de espejo pivotante. El eje 25 interseca gebaf

pendiculermente el eje 24 y es paralelo al eje dptico 4.
Ll eje 24 se denomineré eje X, mientras que el eje 25 se

denominaré eje . El eje 6 se refiere a esfuerzos de tre

cibn y de compresidn que se producen en el meterisl eldstid

co del apoyo eléstico y el eje X se refiere sl lugar de un

punto en la seccidn trsnsversel X-X (figura 3), en que el

apoyo 13 y la cara posterior 3 del espejo pivotante 1 estén

conec tados entre si.

Como es ssbido, la siguiente relacidn aproximeds
es valida pars esfuerzos de traccidn en materisles oresti-

COS: I ‘ LR J

esevt e

1 sn?® .'..

v
o camate TP

en que CT es el esfuerzo en newsons por metro

cuadrado en un punto especifico en unz seccidn trensverss &l
2ee®
del materiegl eléstico, . %
e * o
LR X ]

1 es la longitud orlé;nal del cuerpo aldraado-en

metros, medlda en 1z direccidn en la que se produce el.alar

gamiento, -
A1 es el alargsmiento o, en otras palabras, el
cambio de longitud, en metros, y e '
E es el mddulo de Yowig en newtons por metro cuas-
drado. ' )

Como es evidente de esta relecidn, el esfuerzo
en una Seccién tranéversal depende 1ihealmente del elerge~
miento gue ée broduzcs. En suserncia del soporte de 8LoVyo,
si el apoyo eléstico 13 estuviera hecho completemente de

un msteriel elestémero, el esfuerzo en la seccibn trensver-

O




15

25

30

18111

—sul X-X en el caso de inelinecidn en la direccidn de ls

cidn constante sobre la parte situada entre X5 y’X3 dedzdo

flecha 26 veriaria de acuerdo con le 1ines 27 de ls figurs
2. Sin smbargo,debido a la presencie de la barte 14 del so=
porte de apoyo, cuya parte tiéne la forme de un tronco de

cono, el rerfil de esfuerzos desde el punto X, en el gje

X no sigue ya la linees 27 sino unas linea horizontal 28 en~
tre X, y X3. Como entre estos dos valores de X el érea su-
perficial circunferencial del tronco de.cono verfa linesl-
mente.désde un difmetro mayor s un diémetro menor, la lon~
gitud del material elastdémero que es sometids a un esfuer-
zo de traccidn disminuye lineslmente entre X2 Yy X35,363u1~
teréd evidente que a la'vista de este caréecter l;qee};gxalﬁ
dependenvis*deiiEafuerzo en el material elastémero del alen

amiento que se produzca, se obtendrd un esfuerzo de trso-
123 q je o Shd

a la presencia de la par%a_en forma de cono 14. De maners |
idéntica, entre los puntos X4 y'X5 se produciréd un ésfueg;c
’ one?®

de compresidn constante , de meanera que entre estos das:pun
. L4

L N
tos 0O)timemeunte mencionsdos el perfil de esfuerzos presed.

taré una parte horizontal 29. Como el primer extremo déri;
A : e @
parte 14 del soporte de apoyo esta truncado, el esfuerio’;:
tre los puntos XS y-X4 variaréd fuertemente de zcuerdo con
la 1inea 30, que interconecta las 1lineas 28 y 29. La figu-
ra 2 muestra una linea de trazos 61 que indice el méaximo
esfuerzo de traccidn permisible en el materisl elas+tdmero.
Ei lugar de las lineas 28 y 29 por euncima y por debajo del
eje X respectivemente es determinsdo por la magnitud del
esfuerzo de 6(t en el materisl elastdmero yue se considers

que es permisible. Como puede verse en la .figura 2, las ral

tes del perfil de esfuerzo por erncima y por debajo del eje




X tienen configurraciones sustancialmente rectangulares.
Por conslguients, les é&reas rayades incluidss tienen un g?
fres superficial sustencialmente méxims, Esto quiere decir
que se‘emplea wna cantidad ninima de msterial elfstico

5 debido a 1a-pvéseucia de 18 parte tronco~cdnica 14, partiel

A o4
"

do de una resistencia desesda especifica.al pivotamiento y
de un tipo especifico de mseterial elastdmero. Esto gquiere
decir que por aproximacibdn existe una rigidez dptime del
.-‘ apoyo en otras direcciones distintas de las direcciones de-
10 seadasg,
| La realizacidn de la figura 4 concierne 8 N8Sdisn
positivo de espejo pivotanie de acuerdo con el invepﬁgggua
es asdetuzdo para pivoter en les direcciones indiceades por
la flecha de doble punta 31 alrededor de un solo ejehgg;
15 pivotamiento 32. El dispositivo'oomprende un espejo ngg:
tante 3% con uﬁa parte'anteriob 34 reflectante de la raaia-
cidn y una parte posterior 35. El apoyo de espejo 36 coms

'....‘

prende un soporte de apoyo rigido 37 que tierne un primewe.
> o

L]
LR

extremo 38 situado cerca de la parte posterior 35 del 68 pe-

50 jo inotahte 33 ¥ un extremo 39 que esta slejado de 13255;5
ma. Ademés, hay previsto un apoyo eléstico 40 de material
elastémero, cuyo apoyo esté conectado a la parte posterior
35 del espejo pivotante y al soporte de apoyo 37 y cu§o me-
terial rodea un primer extremo 38 del soporte de aroyo }

w25 tanbidn una parte 41 del éoporte de apoyo junto gl primer

extremo. Esta parte del soporte de spoyo tiene una seccidn
transversal en un plégo perpendiculer gl eje de pivotamiea-
to 32 que tiene la forma de una seccidn losgitudinal de un

tronco-de cono, especificamente, una seccibn trensversal

30 idéntica a la seccibn transversal de la parte 14 de la dis-

18111




10

15

20

~ 3

18111

—

posioiéu'AG Bpoyo de pivotamiento en las figures 1 y 3.
Por consiguwieute, las figures 2 y 3 son tembién ilustroti-
ves de las propiedades de la disposicidn de apoyo de pivo-
taniento 36 .

Bl dispositivo de espejo pivotante mostrado en
la figura 4 comprende un portador de bastidor 42 al gue es-
th asegurado el soporte de apoyo 37 por uns plsca 43. El
soporte de apoyo tiene dos miembros o brezos 44 y 45 que
estan passdos a través de svertures 46 y 47 que esténrlimi—
tedos por una perte 48 del portaior de bastidor 42. La pla-
ca 43 tiene ranuras 49 y 50 para recibir los br8203w¢§3y
45. Despuds de que los brazos 44 y 45 han eido pascdoe™s
tiravés de las aberturas 46, 47 v las ramurss 49, 50, los

extreros de los miembros son ligeramente retoreidos darma-

.. e ¥

nera gue no pueden retirarse los brazos. v

En su laido inferior e} espejo pivotente 34 sopor-

ta dos imanes permsanerntes 51 y 52, en forms de berra., Uné.

bobina de control 53 de configurscibn sustarncialmente e

& ~"
tangulsr esté montadd en el prortzdor de bastidor 42 entr’s’
. ."-'

los miembros erectos 54 a 57. Esto garantizs una alinedgei Of

coaxial de 1z bobina 53 con relscién al espejo pivotante

34.
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RETVIDICACIOLES

Los puntos que como caracteristica de novedad se
presentan para que sean objeto de esta}solicitud de Modelo
de Utilidad en Espafa, por VEINTE aﬁos; son los que se re-
copen en las reivindicaciones siguientes:

1#.~ Un dispositivo de espejo pivotante pandsun
aparato que explora pistas de informacidén en uy porisdan
de iuformecion con syuda de un haz de rediscidn, cuyo dis-
positivo comprende un espejo pivotznte gue es pivoteble al-|
rededor de al menos un eje de pivotamiento y que tiene una
cara anterior reflectapte de la radiascién y, en el ledo in-
verso, una cara posterior, y una disposicidn de apoyo dé:@g

pejo pivotante que comprende un soporte de aspoyo rigidc myue
. &= -

. ere
tiene un primer extremo situado cercz de ls czra posterdgn,
’ - N ) . on®
del espejo pivotente y un segundo extremo gue esté alejedo,

de la misma, y un apoyo eldstico de materisl elastduwero gque
estéd conectsdo tauto a la parte posterior del espejo pivo-
tante como al soporte de apoyo, cuyo @aterial rodes el pri-
mer extremo del soporte de apoyo y una parte del soporte de
apoyo junto al primer extremo, cﬁracterizado porgue diche
parte del soporte de apoyo que esti situada juuto al primer
extremo tiene una seccidn transverssl en un plano perpendi-
culer a dicho eje de pivotemiento que veris desde unz dimexn
sién transversal minima en un primer extremo a una dimersid)

transversal maxiina en wn lugar situsdo mis cercs del segun—




T AHojn niim.

—do extremo,

28,~ Un aispositivo de eapejo pivotente segin le
reivindicacidn 12 caracterizado porque el materisal elestd-
mero rodea el soporte de spoyo por toda l& longitul de diclja
5 parte de seccidn transversal variable, estzndo rodeado taim
biénu el soporte de mpoyo por uns cepa de materisl elastdme-
ro en dicho lugar en gue la seccién transversal tiene la
méxima dimensidn transversal.

3¢.~ Un dispositivo de espejo pivotante seghn le
. 10 reivindicacidn 2%, carscterizado porque pars fijer ¢l ma-
- terigl elestbuero al soporte de espoyo, el soporte dg gpeyo
tiene una parte estrechada contigus a dicha parte d?~§€9—
cidn trensversal varigble.

. . . R . . . . -~ LA
48.- Un dispositivo de eupejo pivotante segun-

15 una cualquiers de :Hs reivindicsciones precedentes, carge-

terizado porgue dicha seccidn trensversal tiene forma de

una seccidn longitudinal de un tronco de cono.

a0 "

58.- Un dispositivo de cspejo pivotante pars usg,

s ¢ »

LA N

aparato que explora pistess de informacidn. wre

’ ‘n:";
20 Tal y como se¢ ha descrito en la lemoria gue gnte-
- .

-

cede represernizdo en los dibujos que se acompafian y pera-
los fines que se han especificsdo.
Esta Memoria consta de catorce hojas escritas a

¢ rd .
. maquing por umna sola cara.

. ' i Nagdrid

18111 - e
MTR. : _




> °78726

| AN e

1/3

N\
s
\ =
\
A yyas
%
- —
—
-
—
\ 4
—
—
I—)
——————\
= -
-
-

W a
N
i
17
FIG.]
Albert glzcovey
Por Pod

1-IL- PHN 9869



B78 725

i

Pl

Lo

2/3

zGhuye

Albe

Por Pod

2-IT- PHN 9869



uQ v; PH‘L\PU‘\JL\JHJ .:..1‘5;;,\':\25]&@

1%, FIG
/ Albe ab

FPor Poaer
3-TI0 - PHN™ 9869



	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



